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摘要(译)

一种显示装置，包括：第一基板；沿第一基板的边缘设置的密封层；经
由密封层与第一基板耦合的第二基板；位于第二主表面上且在密封空间
内的显示部分；以及填充物填充密封空间并包括分散在其中的颗粒状固
体干燥剂。显示部包括位于第二基板上的有机EL元件，该有机EL元件包
括从第二基板开始依次堆叠的第一电极，有机EL层和第二电极。另外，
显示部分包括位于第二电极上并与其接触的有机牺牲层，以及位于有机
牺牲层上并与其接触的第一无机保护层。填料位于第一无机保护层和第
一基板之间。
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